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wagi elektronicznej
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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
urzadzenie do regullavc'ji nacisku na czujniki ten-
sometryczne wagi elektronicznej, umieszczone mie-
dzy podstawsg czujnikow tensometrycznych, a pod-
stawg urzadzenia nawazanego, - przeznaczone W
szezegblosei dla obszaréw dzialania podwyzszonych
temperatur w odlewnictwie.

Stan techniki. W dotychczanowych rozwigza-
niach plyty mnosne czujnikéw tensometrycznych
oparte sg w $rodku na koncéowkach czujnikéw ten-
somterycznych z jednej strony, zas z drugiej stro-
ny ma obwodzie mna fragmentach lozysk tocznych
wzdluznych. Lozyska- toczne sg przymocowane na
stale do podstawy urzgdzenia nawazanego.

Podparcie plyt nosnych zabudowy -czujnikéw w

Srodku i na obwodzie powoduje powstawanie mna~
prazen zginajacych ptyt, co w przypadku nieréw-
nomiernego obcigzenia plyt doprowadza do ich
pekania,
' Podstawy czujnikow tensometrycznych ustalane
sa wzgledem podstawy urzgdzenia nawazanego za
pomoca czopéw ustalajgcych lub odciggbw wag.
Czopy ustalajace wzglednie odciggi wag przymoco-
wane sg z jednej strony do podstawy czujnikéw
tensometrycznych, zas$ z drugiej strony .do podsta-
wy urzgdzenia nawazanego.

Czopy ustalajace mie pozwalajag ma jakiekolwiek
przemieszczanie = powyzszych podstaw wzgledem
siebie. Odciagi wag stanowigce skomplikowany ze-
spol - wielu elementéw umozliwiagcych przemiesz-
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czanie w poziomie podstawy urzadzenia mawaza-
nego wzgledem podstawy czujnikéow tensometrycz-
nych, lecz tylko podczas montazu tych pwod‘stfaw.
wedlug dotychczasowego rozwigzania szczegdlnie
W przypadku zastosowania wagi elektronicznej
w obszarze dzialania podwyzszonych twe«mpefa‘tur,
np. do wazenia porcji cieklego metalu wylewane-
go z piecoOw elektrycznych lub nawazania wsadu
do piecoOw, zar6wno czopy ustalajace jak i odciggi
wag uniemozliwiajg ustawianie sie podstawy urza-
dzenia nawazanego wzgledem podstawy czujnikéw
tensometrycznych w zalezno$ci od zmian ich wy-
miaréw liniowych. Wplywa to na wysoki blad. po-
miaru wag elektronigznych. W przypadku zastoso-
wania tego typu wag -elektronicznych w wodlew-
nictwie, otrzymuje sie w mnastepstwie wytopy o
niewlasciwym skladzie chemicznym.

Istota wynalazku. Celem wymnalazku jest wyeii-
minowanie powyzszych wad i niedogodnosci po-
przez opracowanie niezawodnego w dzialaiu urza-
dzenia do regulacji nacisku na rczujniki tensome-
tryczne wagi elektronicznej. umozliwiajacego pra-
widlowe dziatanie wagi elektroniczej zwlaszcza w
zakresie powtarzalnosci pomiaru, liniowoéci oraz
stato$ci czulo$ci 1 zera, w szczegbdlnosci w obsza-
rze <dzialania mpodwyzszonych temperatur. oraz
umozliwiajgcego roéwnoczesnie bezpieczng wymia-
ne uszkodzonego -czujnika tensometrycznego bez
stosowania dodatkowych urzadzen.

Urzadzenie do regulacji naeciské6w ma rczujniki
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Y tensometryczne wagi elektronicznej wedlug wyna-
lazku, umieszczone miedzy podstawa czujnika ten-
sometrycznego ,a, podstawa urzadzenia mawazanego,
sklada sie z zabudowy czujnika tensometrycznego
osadzonej na kohcoéwce czujnika tensometryczne-
‘80,. zawierajace]j miqlzy plyta nos$ng a trzpieniem
no$nym kulki réwnomiernie rozmieszczone na po-
wierzchni miedzy nimi i umieszczone w koszyku,
gdzie trzpien nosny wkrecany jest w tuleje plyty
gérmej przymocowanej do podstawy urzadzenia na-

’ waianeéq, oraz z zespotu ustalajacego umieszczone-
‘20 obok czujnika tensometrycznego i zamocowane-
go do podstawy czujnika tensometrycznego, sklada-
jacego sie ze stalego korpusu, §ruby z nakretka
do regulacji w pionie wkrecanej w korpus oraz
$§rub z kulkami do regulacji w plaszczyZnie pozio-
"mej, wkrecanych we wspornik przymocowany do
podstawy urzgdzenia nawazanego.

Urzadzenie wedlug wynalazku umozliwia prze-
‘mieszczanie w poziomie podstawy urzadzenia na-
wazanego wzgledem podstawy czujnikéw tensome-
trycznych, zapewmiajac réwmomierne rozlozenie
naciskéw mna te czujniki. Zachowanie odpowied-
nich luzéw pomiedzy $rubami wkrecanymi w kor-
pus i podstawa czujnikéw zapewniajg dokladne
i prawidlowe dziatanie wagi tensometrycznej na-
wet w przypadku wzajemnych zmian wymiaréw
liniowych podstawy czujniké6w tensometrycznych

i podstawy trzadzenia nawazanego, pod wplywem

dz'i:alania podwyzszonych temperatur, np. na odlew-
niach, wplywajac w efekcie na wysoka dokladnosé
wazenia, zwlaszcza skladnik6w wsadowych, a tym
samym uzyskiwanie wytopéw o zZgdanym skladzie
chemicznym, Osadzenie urzadzen mnawazanych na
koncéwkach czujnikéw tensometrycznych za po-
$rednictwem plyt noénych wspartych ma kulkach
réwnomiernie rozmieszczonych ma catej powierzch-
ni trzpieni nosnych eliminujg dotychczas wystepu-
jace maprezenia, a tym samym uszkodzenia .wag
tensometrycznych, przechyly urzadzen nawazamych,
np. - piecow elektrycznych do topieniai lub prze-
trrymywania cieklych metali z cieklym wsadem.
eliminujgc tym samym powazne zagrozenia z te-
go wynikajgce na stanowiskach pracy. Zesp6t usta-
lajacy unoszac w gére podstawe urzadzenia nawa-
zanego oraz tworzac staly podpore, umozliwia lat-
‘'wg i bezpiecznag wym.barne uszkodzonego czujnika

tensometrycznego, bez koniecznosci stosowania do-

" datkowych wurzgdzen podnosnikowych.

Przyklad wykonania. Przedmiot wynalazku uwi-
.doczni»ony jest w przykladzie wykonania’ na ry-
spmﬂcu, na ktérym fig. 1 przedstawia urzadzenie do
regulacji nacisk6w na czujniki tensometryczne wa-
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. urzadzenia nawazanego.

4

gi elektronicznej, w widoku z boku, fig. 2 — prze-
kr6j wzdluz linii A—A urzadzenia wediug fig. 1,
w widoku z géry, fig 3 — przekr6j pionowy za-
budowy czujnika tensometrycznego, fig. 4 — prze-
kréj ppprzeczny zabudwy wedlug fig. 3 wzdhuz
linift B—B, fig. 5 — przekr6j pionowy zespolu usta-
lajacego, fig. 6 — przekr6j poprzecany zespotu
ustalajgcego wedlug fig. 5, wzdluz linii C—.C
Urzadzenie do regulacji nacisku na czujniki ten-
sometryczne wagi elektronicznej umieszczone jest
miedzy podstawa 1 czujnika tensometrycznego
i podstawa 2 urzadzenia mawazanego. Urzadzenie
wedlug wynalazku, sklada sie z zabudowy I
czujnika tensomeerycznego oraz z zespolu ustala-
jacego IL Zabudowa I osadzona. jest na koncow-
ce 3 tego czujnika i zawiera miedzy piyts nosna 4
a trzpieniem no$nym 5 kulki 6 réwnomiernie roz-
mieszczone ma powierzchni i umieszczone w ko-
szyku T. Trzpien nosny 5 wkrecarny Jest w tuleje 9
plyty gérnej 8 przymocowanej do. podstawy 2
Zesp®t ustalajgcy II
umieszczany jest obok czujnika tensometrycznego
i 'zamocowany jest do podstawy 1 tego czujnika
oraz podstaw 2 . urzadzenia nawazanego. Zespoét
ustalajgcy II sklada sie ze staltego korpusu- 10,
§ruby 11 z nakretka 12 do regulacji w pionie,
wkrecanej w staly korpus 10 oraz $rub z kulka-
mi 13 do regulacji w plaszczyzZnie poziomej, wkre-
canych we wspornik 14 przymocowany do podsta-

" wy 2 urzadzenia nawazanego.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do regulacji macisku mna czujniki ten-
sometryczne wagi élektronicznej, umieszczone mie-
dzy podstawg czujnika tensometryczne;o a podsta-
wa urzadzenia nawazanego, znamienne tym, Ze
sklada sie z zabudowy czujnika tensometrycznego
(I) osadzonej na koncéwce (3) czujnika tensome-
try-c'znego', zawierajacej miedzy plyta mnosng (4)
a trzpieniem no$nym «(5) kulki (6) rozmieszczone
réwnomiernie mna powierzchni miedzy nimi
i umieszczone w koszyku (7), gdzie trzpien nosny
(5) wkrecany jest w tuleje plyty gbérmej (8) przy-
mocowanej do pedstawy (2) urzadzenia nawazane-
ga, oraz z zespotu wustalajacego (II) umieszczanego

.obok czujnika tensometrycznego i zamocowanego

do podstawy (1) czujnika tensometrycznego i pod-
stawy (2) urzadzenia nawazanego, skladajgcego sig
ze statego kormpusu (10) i $ruby (11) z nakretkag (12)
do regulacji w pionie, wkrecanej w staty korpus
(10), oraz $rub -z kulkami (13) do regulacji w
plaszczyznie poziomej, - wkrecanych we wspornik
(14) przymoéowany do podstawy 2) urzadzema
nawazanego. '



128 290

I

Fig.2



128 290

Y

B

14

| |z

| /SIS,

Fig.3

(A

n -

Fig.6

WZGraf. Z-d 2 — 267/85 — 90+15

Cena 100 2l




	PL128290B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


